Comité Editorial by 6, A+C
Revista Arquitectura y Cultura  Nº6, Julio 2015
Universidad de Santiago de Chile
www.arquitecturaycultura.cl
Arquitectura y Cultura Reg. Prop. Intelectual
Inscripción Nº 123.683, 17 de diciembre de 2001, Santiago, Chile
ISSN 0717 – 7011 Versión impresa
ISSN 0719 – 4374 Versión digital
Representante Legal
Dr. Juan Zolezzi Cid
Rector Universidad de Santiago de Chile
Director Escuela de Arquitectura
Dr. Arq. Aldo Hidalgo Hermosilla
Editor General
Dr. Arq. Rodrigo Vidal Rojas
Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile
E-mail: rodrigo.vidal@usach.cl
Comité Editorial
Dr. Aldo Hidalgo, Universidad de Santiago de Chile
Arq. Leopoldo Prat, Universidad de Chile
Arq. Juan Sabagh, Premio Nacional de Arquitectura
Dr. Maximiliano Salinas, Universidad de Santiago de Chile
Dr. Rodrigo Vidal Rojas, Universidad de Santiago de Chile
Consejo Cientifíco
Miembros Internacionales
Dra. María Antonieta Antonacci, P.U.C. Sao Paulo, Brasil
Dr. Jaime López de Asiaín, SAMA, Sevilla, España
Dra. Mabel Matamoros, Universidad de La Habana, Cuba
Dr. Joseph Muntañola, Universidad Politécnica de Cataluña, España
Dr. Jean-Bernard Racine, Universidad de Lausana, Suiza
Dra. Benedetta Rodegheiro, Universidad Politécnica de Cataluña, España
Dr. Iván San Martín, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Miembros Nacionales
Arq. Pablo Barros, Universidad Técnica Federico Santa María 
Arq. Germán Del Sol, Premio Nacional de Arquitectura 
Dr. Hans Fox Timmling, Universidad de Santiago de Chile
Dra. Margarita Greene, Pontificia Universidad Católica, Chile 
Arq. Víctor Gubbins, Premio Nacional de Arquitectura
Mag. Juan Román, Universidad de Talca
Dr. Cristián Parker Gumucio, Universidad de Santiago de Chile
Dra. María Eliana Pino, UTEM, Santiago, Chile
Dr. Julio Pinto, Universidad de Santiago de Chile
Dr. Alfredo Sánchez, Universidad de Valparaíso, Chile
Ing. Pedro Serrano, Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile
Dr. Flavio Valassina, Universidad del Bío Bío, Chile 
Diseño y Diagramación
Rodrigo Calderón Escalona
Corrector de Estilos
Carlos Osorio
Portada
        Equipo Editor
La Revista A+C se publica con el auspicio del Máster Integrado en Diseño Arquitectónico 
mida www.mastermida.usach.cl
Circula principalmente como Revista On Line, a través de: www.arquitecturaycultura.cl
OJS: http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/amasc
INDEXACIÓN: ARLA - LATINDEX
